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Esta invencién se refiere a un método para cubrir

freas; individuales de originales para copia, utilizando una

I

m & s C'ata preparada a partir de un material de pelicula

compuesto.

lEstoé métodoé se utilizan en la técnica de reproduc-
ci6n,lp9r ejemplo éuand$~solo han de reéroducirse partes-de
los originales; en este caso, los originales se cubren con
una o varias ‘nu{séhraé, de manera gque solamente se deja
sin cubrir el &rea qughha de ser reproduqida. Por ejemplo,
puede cubrirse una imagen de la gue solo han de registrarse
partes particulares por fotograffa o puede cubrirse un nega-
tivo de pelicula imprimible o un positivo que transmita la
luz actinica,-si no hay gque copiar partes particulares del
mismo, Otro campo’de aplicacién en la técnica de reproduc-
cidn es el uso de estos métodos para la preparacién de - -

' -
méﬁcaras que sirven para resaltar o para apagar cclores.

| Ya se conocen m &scaras para estos campos de aplica-
cidén que estin constituidaé por una pelfcula portadora
translicida provista de una éapa de un material reflector
de la luz o absorbente de la luz o de un material que sola-
mente transmite la luz de determinadas longitudes de onda.
Este material es una laca o una pelfcula de pléstico recu-
biérta con un colorante filtrante de la luz y debe ser ca-
paz de ser sémetidé a incisiones o de ser arrancada de la
pelicula portadora.

En la solicitud de patente alemana publicada ntmero
1.597.698 se describe ﬁna m'd sc'ars para cubrir imdgenes que
han de sér reproducidas, que se prepara con una pelfcula
transparente recubierta Que comprende una capa cubriente

de una delgada pelfcula de plistico resistente a la humedad,

e "t
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a la que se aplica un colorante filtro luminoso. Esta pelf-
cula pléstica se.éne a la belicula transparente mediante

un adhesivo solo ligeramente adherente y puede ser corta-

da con lfneas que forman contornos particulares. Cuandoc se

arranca de la pelfcula transparente.la parte de la pelfcula
de pléstico circundada por la linea incisa, el adhesivo se

adhiere a la pelfcula de pléstico. La pelicula de pléstico

gque constituye la capé cubriente es tefiida en toda su masa

o recubierta con un colorante apropiado; también es posible
tefiir el adhesivo.

En la técnica anterior se conocen otros sistemas com-

puestos que cqmprenden capas grabables o atacables quimica- |

mente que, sin embargo, no estén destinadas a los métodos
de cubrimiento de.originales cén.méscaras.

La solicitud de patente alemana_ﬁublicada nfimero
1.222.372 describe un materi;l constituido por lo menos por
una capa metflica, si es adecuado sobre un portador de, por
ejemplo, vidrio o resina sinFética, a la que se aplica una
capa fotosensible de polivinilbutirai. Para sensibilizar se
agrega un cromato, un dicromato o una sél de diazonio a la
capa fotosensible y; después de la eéposicién, las zonas no
expuestas pueden ser eliminadas por lavado. El dampo de
aplicacién mencionado es la preparacidn de planchas de im-
presién, \

El material de dibujo inscribible descrito en la pa-

tente alemana publi¢cada n° 1.511.286 estd constitufdo por

un soporte y una capa de escritura sobre la cual se deposi-

ta una cubierta de una capa metélica delgada. La capa meté-
lica puede ir recubierta ademis con una capa de copia foto~

sensible. Los materiales de dibujo de este tipo pueden uti-
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lizarse para dibujar y hacer maéas; para trazar circuitos
impresos y pérg fééroducir. El término “ipscribible“ o
?grabable? se iefiere a "inscribiﬁle por incisién, adecua-
do para cortar; arrancable y pelable". En este case, la

capaimetélica debe de ser mis delgada que en una l&mina me-

talica, debe ser suficientemente transliicida cuando se colog

ca sobre una mesa de trabajo que estd iluminada desde aba-
jo. Sin embargo, también debe ser posible inscribir el ma-
terfal mediante un proceso con un fotoprotector, en espe-
ciéi cuando la capa metdlica esti provista de una ;apa de
cqpia fotosensible.

§
¢ La patente alemana publicada n® 1,522,452 describe

i ¥

uﬁ método de preparacién de un original sobre un soporte
de vidrio, pléstico, marmol o material similaf, en el que
se aélica al soporte una capa de.recubrimiento constituida
por un metal o un colorante y se cubre con una capa fotosen
sible. Se expone la capa fotosensible y posteriormente se
trata con un revelador o con un disolvente para remover las
zonas no expuestas. Las zonag de la capa de recubrimiento
desnudadas de esta manera se remueven tratédndolas con un
dcido o un disolvente. Fiqalmente, el soporte desnudo en
dreas especiales se matea empleando un &cido o se graba o
gécubre con un metal o una capa colorénte. )

‘ La pafente alemana publicada 2.620.961 describe un
material que sirve para‘producir imfgenes metilicas y estd
cbnstitufdo por un scoporte, una cépa de resina fotosensible

y una capa de una aleadcidn de aluminio/hierro‘interpuesta

‘entre el soporte y lé capa de resina. Este material se uti-

liza especialmente en la produccidn de imigenes enrejilla-

das y lineales.

g g—y o
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ra cubrir originales de copia con m4 s caras que no presen-

El material de-dibujé descrito en la patente estado-
unidense 2.999.016'presen£a buena estabilidad dimensional

y eséé coq;titﬁido, por ejemplo; éor una pelicula de poli-
éster, una capa de_graﬁado opaca a la luz actfnica y una
capa fotosensible. La capa de grabado puede estar cons£itu£
da pér un material orgdnico o por un meﬁal que se aplica me-|
diante metalizacién a vacfo o por deposicifén a partir de
una solucidn de un producto quimico. Las &reas de la capa
metdlica que ya no estén cubiertas después de exposicidn y
revelado de la capa fotosensible pueden ser removidas me-
diante soluciones guimicas. Este material de dibujo puede
ser utilizado, por ejemplo, para la ?roduccién'de plantillas
adecuadas paré las operaciones dglfébrica y para la construd
cién de aviones. ’

En los materiales y métodos hasta ahbra conocidos pa-
ré cubrir los originales de copia, se encueﬁtran entre
oLros los siguientes inconvenientes: cuando las méscaras-
constitufcas solamente por materiales orgdnicos se utilizan
varias vecés, no se garantiz; una estabilidad dimensional
sufiéiente; no es posiblé en absolute o sola en grado limi-
tado una transferencia exgcté de las marcas de registro; y
en las m& sciras ﬁtilizadas repetidas veces, el efecto
filtraﬁte de la luz de las lacas y colorantes aplicados a
1as‘peliculés portadoras puede modificarse hasta tal punto
gque el original ya no e;t& suficientemente protegidd contra
la accidn de la luz actfnica.

Un objeto de esta invencién es proponer un método pa-

tan los inconvenientes mencionados.

La invencién se basa en un método conocido para cubriy
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&reas individuales de originales mediante una mdscara ore-
parada a paréir,dé un material compuesto que ihcluye una
pelfcula portadora que transmite la luz actinica y una pe-
licula de cubierta opaca que puede ser arrancada de la peli-
cula}portadora y puede ser grabada corn lineas para formar
éontornos particulares. L'a “miscara utilizada para cubrir
el original estd constituida'por lo menos por una parte
arrancada.de la pelicula recubierta o por lo parte del mate-
rial céﬁpuestO'que permanece después de haber arrancado
&reas éarticulares de la pelicula recubierta. El métédo de
acuerdo con'esta invenéién se caracteriza porque 1 a méas-

cara se prepara con un material compuestc constituido, en

. el:ofd?n dado, por una pelicula portadora de un polimexo

o;g&?iéo, una l&mina de cublerta metéilica y una capa foto-
sensiblé que se expone a la manefa de imagen bajo un origi-
nal; la capa fotosensible expuesta se desarrolla para dar
una imagen positiva o negativa; los contornos particulares
correspondientes al &rea parcial deseada de la imagen produ-
cida de esta manera se cortai en la ldmina de cubierta y
por lo menos una de estas Areas parciales de la l8mina de
cubierta cirqundada por la lfnea incisa se arranca de la
pelicula portadora.

."\ + El1 material compuesto utilizado en el método de esta
invéncién estd constitufdo por una pelfcula portadora de
polfimero orgdnico, una l&mina de cubierta metdlica y una ca-

pé fotosensible y ado@ta en particular la forma de plancha,

l8mina o pelfcula. En lo posible, la pelfcula bortadora de

_polimero orgénico no debe ser afectada en absoluto o solo

en grado reducido por las incisiones realizadas en la 18mi-

na de cubierta de acuerdo con el método de esta invencidn.
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‘terialﬁs adecuados para estas ldminas son, por ejemplo, cro-

Para fines especiales, la pelicula portadora puede estar
tefiida; debe franémitir la luz actinica y ?sté constituida,
por ejemplo, por acetato de celuloéa,‘poli(acrilato de algui
lo), policarbonato, polietileno; polipropilenc o en especial
por un poliéster como el tereftalato de polietilenglicol. Pa
ra 1a'manufactura de ‘estas pelfculas se conocen varios méto-
dos. El espesor'adecuado de la belicula portadora es alrede-
dor de 100 a 250 um. '

La l&mina @e cublerta metilica debe ser adecuada para
poder ser arrancada de la pelifculs portadora y debe'ser opa-
caa la luz actfinica. Ademds, la l4mina de cubierta debe

t .
prestarse a las incisiones con conteornos lineales. Los ma-

mo, coﬁre, nfquel{ oré, plata o especialmente aluminio. Los
metalés pueden depositarse sobre ia pelficula portadora me-
diante metalizacién a vacfio, atomizacibn, deposicién guimica
o mediante un proceso electrolitico; prefefiblemente se apli-
can en forma de l&mina ya preparada que se estratifica sobre
la pelicula portadora y, si r;sulta apropiado, se aumenta

la adhesidn de la peliculé vortadora mediénte medidas espe-
ciales. Las medidas que mejoraﬁ la adhesidn incluyen un tra-
tamiento superficialApreVio_de‘la.pelicula portadora por
meéios fisicbs o quimicos, por ejemplo, dotdndola de aspere-
za,'érabando.b irradiando, o mediante el uso de adhesivos
naturales o sintéticos que puédén ser de un tipo que sola-
mente sea activado por la aplicacién de calor o presién. Cuan]
do se estratifica la l&mina de cubierta sobre la pelicula
éortadora, también es posible utilizar una capa intermedia
termosoldable, por ejemplo una pelicula de polietileno, o una

pelficula portadora que ya va provista de un recubrimiento de
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.laca termosoldable que ha dé ser dispuesto entre la pelfcula

' "lado y/o fijadb subsiguientes, formén una imagen visible de

| conocen otras diversas capas gue estén descritas, por ejempld

’

portadora y la léﬁiia de cubierta o una pelicula portadora
que es termosoldable sin ningfin tratamiento previo especial
o que puede ser estratificada mediante la aplicacifn de pre-
sién o bien el material de la pelicula portadora puede ex-
truirse sobre la ldmina metdlica. Los métodos antes mencio-
nados para la manufactura de un material compuesto constituf-
do por una pelicula portadora de un le;mero orgédnico y una
ldamina metdlica son conocidos. El espesor apropiado de la
lamina de cubierta es alrededor de 10 a 50 um.

En principio son adecuadas como capas fotosensibles

todas las capas que por exposicidén y, si es necesario, reve-

contraste suficienfe.'Aparte de las capas que contienen halu-

ros de plata, utilizadas en muchos campos de aplicacibn, se

en'"Light-Sensitive Systems" por Jaromir Kosar, John Wiley
& Sons, Inc., New York, 1965: las capas coloidales que con-

tienen‘cromatos y dicromatos (Kosar, capitulo 2); las capas

que contienen compuestos insaturados, en las que estos com~

puestos son isomeriz&dos, transpuestos, ciclados o reticula-
dgs durante la expoéicién {Kosar, capitulo 4); las capas que
coﬁtienen coﬁpuestos fotopolimerizables, donde los mondmeros
o prépolimerds se polimerizan durante la exposicidn, si es

necesario mediante un iniciador- (Kosar, capifitulo 5); las ca-
pas diazo; preferiblementé utilizadas en esta invencién, en
las que, por ejemplo, en un proceso positivo, las partfculas
de sales de diazonio en las que no ha incidide la luz forman

un colorante con un componente copulante y las partfculas en

las que ha incidido la luz forman un compuesto incoloro que

avn—
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:duales de or;ginales de copia se reéliza,,por ejemplo, en

~ginal imprimible, por ejemplo una pelfcula negativa o posi;’

_gen enmascarada que ha de ser producida en la (ltima etapa, poxy

s
1

-
1

no es |capaz de copularse; o en las que, éor ejémblo en un
proceso negativo, l;s coméﬂesfos diazo se descomponen bajo
la ingluencia de la luz y forman un colorante con particulas
no descompuestas por la luz; o en las que las burbujas de
nitr6geno generadas durante la descombosicién del compuesto
diazo producen tﬁrbidgz (Kosar, caﬁitulo 6); vy las capas
diazo contenidas en las planchas de impresifn presensibiliza
das, que también son preferiblemente utilizadas en esta in-
vencién y que comprenden,'por ejemélo, o-diazoguinonas, como
naftoquin6n~diazidas, p~diazoquinonas o condensados de una
sal de diazohid {Kosar, capfitulo 7).

El método de esta invenci®n para cubrir freas indivi-

A

7

las siguientes etapas:

El material compuesto constituido por la pelicula por-
!
tadora de polfmero orgénico, la l&mina de cubierta metdlica
i _ .
y la capa fotosensible se exponen bajp un original desde la

cara de la capa fotosensible. Normalmente, se utiliza un ori-
i -

tiva. El tamafio del &rea a exponer sobre el material compues-

to debe corresponderse apropiadamente con el tamafio de la img~

ejémplo sobre una plancha de impresién o sobre un papel foto-
sensible para la broducc%én ae imégenes de papel. Cualquier
marca de registro u otras marcaé auxiliares que soﬁ, por ejem
plo, importantes para el operador del proceso reprogréfico
son transferidas al mismo tiémpo; -
la'capa fotosensible expuesfa'se revela déspués para
formar una imagen positiva o negativa y, si es néceéario, se

fija;

o S s v op e ooy €
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‘de ‘la imagen;
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!

%

|
l a través de la imagen producida de esta manera, se

cortan los,contornb%‘partiéﬁlares en la lédmina de cubierta
metdlica, por ejemplo mediante una cuchilla o una herramien-
ta grébadora; ‘

una (o'variés) drea(s) parcial(es) de la l&mina ée
cubier%a circundada por la o las lfneas grabadas es/son arran|
cada(s) ae la'pelicﬁla portadora;

de écuerdo con el campo dg aplicacidn, se utiliza como
Iné.scéra para cubrir las Sreas corfespondientes del origi-
nai.el o las &reas arrancadas de la l4mina de cubierta o la
parte del maéerial compuesto que queda después de haber arran
cadéiéreaé particulares de la l&mina de cubierta;

despuéslée‘pioauce la imagen a partir del original en-
mascarado, con las>partes enmascaradas del original faltando

! la méscara puede ser almacenada y reutilizada.

Por el método de esta invencidn, es posible cubrir pay
cialmente originaleé cén miscaras que incluso en el caso de
uso repetido presentan una caﬁécidad de almacenamiento ¥y una
estabilidad dimensional adeéuadas, gque permiten una transfe-
rencia exacta de las marcas de registro y que permanecen opa-
cas a la luz actinicé incluso después Qe exposiciones fre-
cuéntes. Cuando se utiliza el método de esta invencidn, esbe—
cialﬁente enllas méquinag de impresién automiticas, por ejem-
plo una miquina de impre;ién de eséalén y repeticidn, se re-
qguiere uné mdscara que pueda ser sujetada por succidén y sea
f4cilmente arrancable (por ejemplo desprendiblej del disposi-
tivo de succién. Para este fin, el material compuesto cons=
titufdo por una pelfcula portadora de polfmero orgédnico, una

limina de cubierta metflica y una capa fotosensible puede es+

S
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una lamina de aluminio de 0,03 mm de espesor aplicada median-

DT |

-11 -

tar provisto ademis de un bastidor construfido con una l&mi-
na metilica y apliéado a la.cara de la.éelicula ?ortadora de
polimero orgdnico que est§ mis alejada de la capa fotosensgi-~
ble. Este bastidor cubre solamente el 4rea marginal, en una
extensi6n que no enmascara ningfin &rea de imagen del original

Los porcentajes dados en los siguientes Ejemplos 1 a
4 son en peso. La relacifn entre éar;es en peso y partes en
volumen corresponde a la relacién enﬁre kilogramo y litro.

EJEMPLO 1 '

El material compuesto estd constituido por una pelfcu-

la de tereftalato de polietilenglicol de 0,15 mm de espesor,

cuyas superficies han recibido un tratamiento antiestético,

te un adhesivo de iesina acrilica y una capa fo%osensible
atomizada sobre esta (ltima, en forma de una laca cpnstituida
por 70 partes en peso de acetato de metilo; 30 partes en pe-
so de etanol, 5-§artes en volumen de agua; 0,6'partes en peso
de &cido 1—diézo-2-naftol—4—sulf6nico, 0,6 partes en peso de
resorcinol, 0,6 partes en pesé de metilftalato de glicol, 5

partes en peso de éter monometilico de etilenglicol y 5 par-

tes en peso de acetilcelulosa. La capa diazo expuesta se re=-
vela aplicando una solucidén acuosa al 10 % de ﬁonpetanolami—

na. Las siguientes etapas del proceso son las descritas ante-

riormente. N

v

EJEMfLO 2 .

El material compuesto esté constitufdo por una pelfcu-
la de triacetato de celulosa de 0,%0 mm de esbesor, con su-
ﬁerficies lisas, una lidmina de cobfe de 0,02 mm de espesor
colocada sobre aquélla y una capa fotosen$ible producida me-

diante recubrimiento a centrifuga y secado subsiguiente de

Suwery
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. de un polimero de metacrllato de metilo y &cido metacxilico

'peso de agua,'después se enjuaga con agua y se fija con una

.guiente secado de una mezcla de la siguiente composicidn:

, grupos OH fenélicos:vl4 % en peso), 0,06 partes en peso de

12

una mezcla de la siguiente ‘composicién: 1,4 partes en peso

con un peso molecular promedio de 40 000 ¥ un indlce de aci-
dez de 90 a 115, 1,4 partes en peso de triacrilato de 1,1,1-
trimetiloletano, 0,2 §arﬁes en beso de 1,6—dihidr6xietoxi—
hexano, 0,05 partes en peso de un fotoiniciador y 13 partes
en peso de éter monoetilico de etilenglicol La capa fotopo-
llmérlca expuesta se revela enjugando con un revelador con
un pH de 11,3 y constitufdo por 15 partes en peso de nonahi-
drato de metasilicato sédico, 3 partes en_peso de poliglicol,
0,6 partes-eﬁ peso.de dcido levulfinico y 0,3 partes én peso

de octahidrato de hidrbxido de estroncio en 1000 partes en

solucién al 1 % de &cido fosférico. Las siguieﬁtes etapas del

proceso son las descritas anterioémente.
'EJEMPLO 3

El materiai compuesto estd constituido bor una pelicu-

la de tereftalato de polietilenglicol de 0,15 mm de espesor,

con una superficie lisa, una iémina de estafio de 0,04 mm de

espesor aplicada mediante una resina écrilica Y una capa fo—

tosensible producida mediante aplicacién a cuchilla y subsi~

0;§\partes en pego del producto de esterificacién de un mol
de 2;4-dihiafoxibenzofen9na y 2 moles del cloruro del §cido
naftoquinon-(l,Z)—diazidé(Z)-S-sulfénico, 0,7 partes en peso
del produéto de esterificacién de un mol de 2,2'-dihidroxi-
dinaftil-(1,1')-metano y 2 moles del cloruro.del &cido nafto-|
quinon-(1,2)-diazido- (2)-5-sulfénico, 5,7 partes en peso de

novolak (intervalo de ablandamiento 112 a 119°C, contenido de

S
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"dor de aluminio de 0,05 mm de esﬁesbr, una pelicula de triacg

~13 -

1
i

!

2;3,4Ltrihidroxibenzofenona, 0,15 partes en peso de violeta
cristal, 0,08 parﬁes en peﬁo de amarillo Sudin GGN (C.I.
110215, 80.partes en peso de &ter monometflico de‘etilengli—
col y 15 parteé en peso de acetato de butilo. La capa de
guinondiazida expuesta se revela emﬁleando una solucién'de
5,3 partes en peso de nonahidrato de metasilicato sédico,
3,4 partes en peso de dodecahidrato de ortofosfato sédico
y 0,3 partes en peso de dihidr6geno-fosfato s6édico en 91 par
tes en peso de agua. Las restantes etaéas del proceso son
las descritas anteriormente.
EJEMPLO 4

. El material compuesto estd constituido éor un basti-
tato de celulosa de 0,25 mm de espesor, cuyas superficies
han recibido un tratamiento antieétético, una léﬁina de alu-
minioc de 0,01 mm de espesor aplicada a la pelfcula y una ca-~
pa‘fotosensible producida por aplicacién con una cuchilla y
subsiguiente secado de una mezcla de la siguiente composicidn
;,4 partes en peso de un condéhsado mixto de un mol de sulfa-
to de 3~metoxi-difenilamino-4-diazonio y 1 mol de éter 4,4'-
bis-metoxi-metil~difenflico preparado en una solucién acuosa
de 4cido fosférico al 85 % y precipitado como sulfonato de
mééitileno, 0,2 partes en peso de monohidrato de &dcido p-to-
luensulfénico, 3 partes en peso de una resina de polivinilbu-
tiral conteniendo 69 a 7i % de unidédes polivinilbutiral,
1l % de unidades poii(acetato de vinilo) v 24 a 27 % de unida-
des alcohol polivinflico (la viscosidad de una solucién al
6 % a 20°C es de 4 a 6 cP), 80 partés en volumen de &ter mo-
nometflico de etilenglicol y éO partes en volumen de acetato

de butilo. La capa de condensado mixto diazo expuesta se re-
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vela empleando una mezcla de 50 partes en éeso de agua, 15

_ partes en peso de'isopropanol, 20 éartes en peso de n~propa-

nol, 12,5 Qértes en peso de acetato'de n-propilo, 1,5 partes
en peso de &cido poliacrilico-y 1,5 ?artes en peso de &4cido
acétigo. Las restantes etapas del proceso son las descritas
anteriormente. |

En resumen, .la Patente de Invencidén gue se solicita

deberd recaer sobre las siguientes:

RETVINDICACIONES

1

1. Un método para cubrir &reas individuales de origid

nales de copia utilizando una miscara preparada a partir de
[

un hatqrial compuesto que comprende una pelfcula portadora
S

]

"que transmite la luz actfinica, una ldmina de cubierta opaca
. ’ .

que pueae ser arrancada de la pelfcula portadora y puede re-
i .

cibir incisiones lineales para formar contornos particulares

estando cubierto el original con una méscara constitufda por

lo menos por una parte arrancada de la lamina de cubierta o

por la parte del material compuesto que queda después de ha-

ber arrancado &reas particulares de la l&mina de cubierta;

‘en cuyo método la mdscara se prepara por exposicifén a la ma-

nera de imagen, bajo un original, de un material compuesto
que comprende, en ei orden dadp, una pelicula portadora de
uﬂ?go;imero orgénico, una limina de cubierta metilica y una
capa.fotosenéible, revelando la capa fotosensible expuesta
para formar una imagen pésitiva o negativa, trazandoepor-2s-
cisién coﬁtornos particulares en la l&mina de cubierta, co-
rrespondientes al &rea parcial deseada de la imagen asi pro-
ducida y arrancaﬁdo de ia pelicula portadora por lo menos
un drea parcial de la l&mina de cubierta circundada por la-

lfnea incisa.

.+ ewmmame deasan.
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2. Un método segiin la Reivindicacibén 1, donde la
pelicula portadora es una pelicula de poliéster.
3. Un método segun las Reivindicaciones 1 o 2, donf

de la lamina de cubierta es una lémina de aluminio.

4. Un método segin cualquiera de las Reivindicaciot

nes 1 a 3, donde la capa fotosensible es una capa diazo.

5. Un método seglin cualquiera ﬁe las Reivindica-
ciones 1 a 4, donde se dispone un bastidor constituido por
una lamina metéliéa sobre la cara de la pelicula portadora
de polimero orginico mis alejada de la capa fotosensible,
cuyo bastidor cubre solamente el érea.marginal.

6. Be reivindica por filtimo como objeto sobre el

‘que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solicita:

UN METODO PARA CUBRIR AREAS INDIVIDUALES DE ORIGINALES DE
COPIA. |

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva que consta de quince paginas
mecanografiadas. -

\
Madrid, 11 de Mayo de 1.978
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